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Difference between Radial polarization converter and variable Spiral Plate: 

Notice that the Spiral plate (also called Q‐plate) is similar to our radial polarization converter product. 

The principal difference between these products is that with the Spiral plate one can obtain either a 

spiral or a radial polarization and with the polarization converter one obtains always the radial 

polarization and the spiral phase at the same time. The differences between the Spiral plate and the 

Arcoptix polarization converter are summarized in the table below. 

Features  Polarization Converter Variable Spiral Plate 

Topological charge  Q=+/‐ 1 only Q=+/‐ 0.5 standard 

Other charge on demand 

Wavelength range  400‐1700nm 400‐1700nm

Broadband wavelength 

illumination 

Yes possible Max wavelength width 100nm 

Generation of various singularities  Fix singularity Singularity can varied with input 

polarization and phase retardance 

Radial or Azimuthal polarization  Yes  Yes

Spiral phase with lamda/2 step 

(q=0.5) 

No  Yes (with circular pol.) 

Pi Phase Step  Yes need to be compensate with 

phase compensator 

No phase step

Spiral phase with circular pol at 

the output 

No (polarization is always radial) Yes adjustable

Electrical driving  Yes. USB LC driver 

recommended 

Yes. USB LC driver recommended 

Technology  Alignment of LC nematic with 

rubbing 

Alignment LC nematic with polymers 

aligned with Pol. UV light 

 

Notice that the VSP has many advantages compared to the polarization converter. Also the VSP 

does not have the PI phase step in the middle of the aperture which makes the device simpler 
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